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Komora jonizacyjna o znikomej zaleznosci od energii promieniowania
dla promieni rentgenowskich i promieni gamma

Patnet trwa od dnia 22 manrca 1960 r.

Pierwszenstwo: 18 sierpnia 1959 r. (Niemiecka Republika Demokratyczna)

Wynalazek dotyczy komery jonizacyjnej dla
promieniowania rentgenowskiego i promienio-
wania gamma o malej zaleznoSci od energii
promieniowania. .

- Zwickszenie czulo$ci komér jonizacyjnych
do pomiaru natezenia promieni rentgena i pro-
mieni gamma, przez napelnianie komoér specjal-
nymi gazami, jak np. argonem, ksenomem itd.
najczesciej pod wysokim ciSnieniem, jest rze-
t©zy znang. Wiskazania przyrzadu takiej komory
wykazuja wtedy jednak silng zalezmoéé energe-
tyczng i s nieprzydatne do pomiaru natezenia
promieni o wiekszych zakresach energetycz-

nych ktéry to pomiar czesto jest wymagany -

dla celéw ochrony przed promieniami. Oddzia-
lywanie na te zaleino$¢é energetyczng przez ~a-
stosowanie olowiu jest w zasadzie takze znane.

Zadaniem wymnalazku jest usuniecie tej nie-
* Wilascidiel patentu o$wiadezyl, ze tworeq
" wynalazku jest Fritz Peschke.

pozgdanej zaleznofci energetycznej za pomocs
specjalnych, konstrukcyjnych ukladéw, pomad-
to poszerzenie wykorzystywanego zakresu ene-
rgii dla promieni Roentgena i promieni gamnia
coraz znaczne powiekszenie niezalezno$ci od kie-
runku promieniowania. @Wedlug wynalaz-
ku osigga sie to w ten spos6bb, ze na zew-
netrzng $ciane komory naklada sie na stale albo
nastawnie jedna albo kilka znanych warstw’
absorpeyjnych o grubcéci zmieniajacej sig sto-
pniowo albo w sposéb “ciagly.

Wspomniane wastwy zwlasacza z metalu
ciezkiego nalezy malozy¢ tak, aby wykorzysty- -
wany zakres energii, niezaleznosé energetyca
na w tym zakresie i niezalegmo$é od kierumkw
promieniowania przy pomiarze dawki i nateze-
nia dawki promieni Roentgena i promieni gam-
ma osiggnely warlosci optymalne. Przy stoso-
waniu otowiu do wytwarzania warstw absorp-
cyjnych, grubosci ich rzedu od 0,1 do 05 rmm
sq specjalnie korzystne. Nakladanie warstw



absorbujgcych wokolo powloki komory joniza-
cyjnej moze byé dokonywane w sposéb dowol-
ny.

Za pomocg uzywanych wedlug wynalazku
komér cisnieniowych, tj. komér jonizacyjnych
wypelnionych gazem pod wysckim cisnieniem,
do pomiaru natezenia promieniowania mozna
osiggngé minimum zajmowanej przestrzeni,
W poréwnaiu do cgélnie uzywanych komér jo-
nizacyjnych o stosunkowo duzym zapotrzebo-
waniu przestrzeni przy tej samej czulodci. Mo-
Zna wigc przy tej samej wielko$ci promienio-
wania gamma i tej samej objetosci osiggnaé
10 do 20-krotng czulo§é, Zastcsowanie np. ar-
gonu jako gazu wypelniajagcego umozliwia
w ten sposéb uzyskamie zakresu energetyczne-
g0 ad ~ 0,08 do~2 MeV przy dobrej nieza-
lezno$ci od energii promieniowania i niezalez-
nosci od kierunku przy pomiarze dawki i nate-
zenia dawki. )

Wskutek uzyskania wysokiej czulo$ci przez
zastosowanie gazu pod wysokim ci$nieniem
i przy uzyskanym wedlug wynalazku uniezalez-
nieniu sie od energii promieniowania uzyskuje
sie dalszg korzy$¢ przez zastosowanie w elek-
trometrze stosunkowo malych wysokoomowych
opornikéw roboczych o znacznie korzystniej-
szych wla§ciwos$ciach stabilizacyjnych. Przez
zastosowanie dobrych wysokoomowych oporni-
kéw roboczych zostanie jeszcze bardziej pod-

~ niesiona mozliwo$§¢ wykrycia bardzo malego

natezenia promieniowania.

Na rysunku uwidoczniony jest przyklad wy-
konania ukladu wedlug wynalazku.

‘W goérnej czesci cylindrycznej komory joni-
zacyjnej jest umieszczona posrodku elektroda
zbliorcza 1. Koncentrycznie dookola tej elektro-
dy znajduje sie przestrzen skuteczna komory 2,
ktéra ograniczona jest przez przepuszczajacs
promienie powloke 3 wykonang z lekkiego me-
talu. Powloka ta jest wedlug wynalazku pokry-
ta jeszcze warstwag z olowiu 4, ktdra wreszcie
jest lub moze byé jeszcze dodatkowo chronio-
na przed promieniami za pomocg dodatkowej
wykladziny 5, skladajacej sie z odpowiednie-
go tworzywa sztucznego lub metalu.

Warstwa 5 z metalu ciezkiego dla osiggania
uniezaleznienia si¢ od migkkich promieni jest
celowo wykonana jako wymienny wzglednic
zdejmowany kolpak, przy czym kolpak 5
z ciezkiego metalu posiada¢ moze wzdluz swo-

jego obwodu cylindrycznego réznej grubosct
Sciane, ktéra w stosunku do wlasciwej kemory
moze by¢ wykonana dodatkowo jako obrotowa.
Dla ochrony zaleca si¢ nalozenie na kolpak jesz-
cze dalszej wymiennej powloki ochronnej
z ciezkiego metalu absorbujacy promeniowane.
W specjalnych przypadkach moze takze okazaé
sie celowym, aby warstwa absorbcyjna byla
wykonana jak rura cylindrycana z wcieZkiego
metalu, ktérej grubosé Sciany zmienia sie
w kierunku podiuznym skokowo lub w spcséb
ciggly. W zaleznosci od zastosowanego metalu
i grubosci Scian powloki absorbcyjnej mozna
dowolnie nastawiaé zaleznoéé lub brak tej za-
leznosci od energii promieniowania.

Zastrzezenia patentowe

1. Komora jonizacyjna o wypelnieniu gazo-
‘wym przekraczajacym warto§ciowo powle-
trze i (lub) o materiale Sciennym przekra-
czajgcym ~Wartosciowo powietrze, nieznacz-
nie zalezna od energii promieniowania dla
promieni rentgenowskich i promieni gamma,
znamienna tym, ze wokolo komory pomiaro-
wej nalozona jest powloka absorpcyjna, wy-
konana z jednej lub kilku warst, ze znane-
go materialu o wysokiej liczbie porzadko-
wej i o okredlcnej grubosci np. olowiu, przy
czym powloka najkorzystniej z metalu ciez
kiego jest wykonana w postaci stalego spe-
cjalnego obrotowego lub wymiennego kol-
paka i posiada stopniowo lub sposobem
cigglym zmieniajaca sie gruboéé w Kkierun-
ku wzdluznym i (lub) poprzecznym, przy.
Czym przez zmiang grubosci warstwy absop-
cyjnej mozna nastawié¢ rézne zaleznosci od
energii promieniowania.

2. Komora wediug zastrz. 1, znamienna tym,
ze nad kolpakiem z metalu ciezkiego znaj--
duje sie¢ dodatkowa jeszcze powloka ochron-
na, ktora jest zalozona na stale albo jest
wymienna. N

3. Komora wedlug zastrz. 1 lub 2, znamienna
tym, ze kolpak absorpeyjny sklada sie z na-
sadzanych pierécieni czesciowych, wzgled
nie z cylindrycznych czeSci plaszczowych
albo jest nalozony w sposéb galwaniczny.

VEB Vakutrpnik

Zastepra: mgr Jozef Kaminski
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